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(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING ELECTRICALLY CONDUCTIVE SURFACES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ELEKTRISCH LEITFAHIGEN OBERFLACHEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing electrically conductive surfaces on an electrically non-conductive
substrate, comprising the following steps: a) transferring a dispersion containing particles suitable for electroless coating and/or
electrocoating from a carrier to the substrate by irradiating the carrier with a laser, b) at least partially drying and/or curing the
dispersion transferred to the substrate to form a base layer, ¢) electroless coating and/or electrocoating of the base layer.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitfhigen Oberflichen auf einem
elektrisch nicht leitfihigen Substrat, folgende Schritte umfassend: a) Ubertragen einer stromlos und/oder galvanisch beschichtbare
Partikel enthaltenden Dispersion von einem Triger auf das Substrat durch Bestrahlung des Trégers mit einem Laser, b) zumindest
teilweises Trocknen und/oder Aushirten der auf das Substrat iibertragenen Dispersion zur Bildung einer Basisschicht, ¢) stromloses
und/oder galvanisches Beschichten der Basisschicht.



